Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

~ Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

| Edital n° 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Data da Prova: 25/07/2021

Hora prevista para abertura dos acessos aos locais de prova: 13 horas
Hora prevista para inicio da prova: 14 horas

Hora prevista para término da prova: 18 horas

Duracéo prevista da prova: 4 horas

1. Em fungao da atual situagdo de pandemia Coronavirus Disease 19 (COVID-19), os candidatos deverao comparecer utilizando mascara de protegéo facial, a
ser utilizada, no minimo, durante todo o tempo de permanéncia no local de prova, sendo vedada a sua retirada, exceto em momentos para beber agua.

2. Os candidatos deverao acompanhar a publicacdo na pagina do concurso de edital especifico, que sera feita até o dia 20/07/2021, com os protocolos e
procedimentos de biosseguranga a serem estritamente cumpridos por ambas as partes, Candidatos e UFRJ.

3. Os candidatos deverao comparecer munidos de caneta esferografica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

4. Os candidatos deverao observar o item 10 do Edital UFRJ 255/2019, disponivel na pagina eletrénica do concurso, sem prejuizo da observagéo da sua
integralidade, e, em especial:

4.1. Apresentar documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura (subitem 10.2 do Edital).
4.2. Sera exigida a apresentag¢ao do documento original, ndo sendo aceitas fotocopias, ainda que autenticadas. (subitem 10.2 do Edital).

4.3. Os documentos deverao estar em perfeitas condi¢des, de forma a permitir, com clareza, a identificagdo do candidato e de sua assinatura. (subitem
10.2.2 do Edital).

4.4. Os candidatos que nao apresentarem documento oficial de identidade nao realizardo qualquer das provas. (subitem 10.2.3 do Edital).
5. E vedado aos candidatos prestarem as provas fora do local, data e horario predeterminados pela organizagdo do Concurso Publico. (subitem 10.4 do Edital).

6. Nao sera permitido aos candidatos entrarem no local de realizagao das provas apds o horario previsto para o fechamento dos portdes. (subitem 10.5 do
Edital).

7. Os candidatos deverao guardar, antes do inicio da prova, em embalagem porta-objetos fornecida pelo fiscal, telefone celular e quaisquer outros
equipamentos eletrénicos desligados, sob pena de eliminagdo do Concurso Publico.

8. Em caso de discordancia de informagbes os candidatos deverdo entrar em contato com a Central de Atendimento da PR4, via e-mail oficial do concurso
publico: tecnicoadministrativo@concursos.pr4.ufrj.br.
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Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

ADRIANA SOARES DE ALBUQUERQUE 151%+++50 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
AIMEE TEOTONIO BERNARDO SILVA 145%+++70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
ALESSANDRO RODRIGUES 100%+++50 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
ALEXANDRE DAVI BARBOSA FERNANDES 083***++23 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
ALEXANDRE SCHUTZ REBULL 071%*=*24 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
ALEXANDRE SOARES CARNEIRO 078**+06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
ALINE FATIMA LIMA BASTOS 135%+42 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
ALYNE FERNANDA CARDOSO REIS 126**+++18 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
AMANDA AZEVEDO NUNES 120%+++48 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
AMANDA ELIS MARINHO PAES 000****++89 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-B
AMANDA PALVAS LEITE DA SILVA 059+**++:42 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANA BEATRIZ SHORANE 4524+x+40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANA CAROLINA FARIAS DIOGO 109*+++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANA CLARA BORGES OLDANI MEIEIRO 158*+++36 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANA LUCIA CUNHA DE SOUZA 095**++08 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANA PAULA NEIBA BRITO 129%**++585 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANDERSON DA SILVA PINHEIRO 0954*+07 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANDERSON FERREIRA BARATA 072473 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANDRE BURLE DA SILVEIRA LOBO 7094*++15 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ANDRE CRISTOVAO DOS SANTOS LEITAO 134*++27 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
ARIANE YONAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 16771 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 220-A
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AUZENAN PEREIRA DE SA 15767 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BEATRICE DE ANDRADE CABRAL 159502 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BEATRIZ DA MOTTA ARAUJO 023**+*+65 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BEATRIZ PEREIRA BUENO 116*++20 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BIANCA MARIA DA SILVA DIAS 151%+466 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BRUNA COSTA BARRETO 151*+4gg | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BRUNA LINHARES ALMEIDA 113=s457 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BRUNA MOTA RODRIGUES 035**+63 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BRUNO BOTELHO DO NASCIMENTO 109*+++63 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BRUNO DOS SANTOS ABREU 110%++43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
BRUNO MIGUEL DA SILVA 135%++446 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CAMILA NEGREIROS SALES CERTO 137%%+11 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CARLOS ENRIQUE FERREIRA SANTOS 035+**++35 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CARLOS GREIBE HUGUENIN PIMENTEL 078***+42 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CARLOS VINICIUS GRACIANO SILVARES 111%=+405 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CAROLINA RESENDE FERRAZ 1120**+564 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CAROLINE DE BRITO LEMOS 081**++10 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CAROLINE FERREIRA ALVES 139*+++g0 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 210
CHARLES DE DEUS SILVA 097+**+++81 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
CHRISTIANE FARIA MIRANDA SOUZA 76700 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
CLARA ALBANI REZENDE 13750 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
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CLARA MICELI MARQUES 055***++42 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
CLAYTON ROBERTO DE ARAUJO MORAES 143%+13 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA 074%*++37 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANIEL ALMEIDA SILVARES 088*****98 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANIEL BRANDAO NUNES DA SILVA 10906 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANIEL DE OLIVEIRA TOTA 134%++4g4 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANIEL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA 104*+++31 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 091%**++27 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANIELLE MORAIS CARVALHO 152+++73 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANIELLE REIS ARAUJO 134***++590 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DANILO FERNANDES DA CUNHA VERAS 128*+++64 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DAVI AGOSTINHO SKRDLIK 146*+++g6 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DAVIMELO PEREIRA 008****+61 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DAVI PEDRO DE SOUZA 17922 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 212
DAVID DA CUNHA VALENGA 059+**+++89 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DAYANA GONCALVES DA LUZ 1432**%547 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DELZA SANTOS DE ARRUDA 040%***+69 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DENERSON DE SANTANA JACOB 142++++00 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DENISE KARL FERNANDES 81891 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DIANNE CONCEIGAO CALVOSA DA SILVA 163*+++25 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DIEGO ALVES MARQUES 100*+++08 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
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DIEGO MANOEL ENEDINO GONCALVES 143*%+40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DIEGO RAFAEL DA SILVA 013***++41 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DIOGO COSTA DA SILVA 134*+405 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DIOGO MASSI GONCALVES 116**++03 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DORA NATHALIA DE OLIVEIRA MESQUITATEIXEIRA | 102+++:33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DOUGLAS DE SOUZA BASTOS 111005548 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DRIELI CARDOSO MACIEL 156*+++66 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
DEBORA ALCANTARA DO NASCIMENTO 155+ 461 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
EDUARDO TEIXEIRA DE VASCONCELOS 07850 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
ELISANDIA WERNECK MOTA 150%*++09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
ERICK NOVAES MADEIRA 125+++466 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 213
ERICO RAFAEL DA SILVA 071%*+92 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
EVALDO SAMUEL MARTINS 055+**++30 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FELIPE DA SILVA COUTO FREIXAS 145++++57 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FELIPE PINHEIRO TEIXEIRA 912++++=53 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FERNANDO CESAR VALGAS 010****+98 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FERNANDO TUPAM MARTINS DA SILVA 142409 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FILIPE ASSUMPGAQ DOS SANTOS BRAGA 136**++22 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FLAVIA MONTEIRO MARINHO 075***45 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FLAVIO DOS SANTOS RAMOS 109*+++38 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
FLAVIO RAMOS FERNANDES 086****47 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
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FABIO BATISTA DA SILVA JUNIOR 142%+++%88 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GABRIEL DIAS 158****+56 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GABRIEL MORENO PASSOS BONIFACIO 12930 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GABRIELA CARVALHO NASCIMENTO 131%s7 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GERUZA ODETE AQUINO SILVA 057+**++:43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GISELE DOS SANTOS LOPES 141%++31 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GISELLE ALVES DA CRUZ DE ASSIS 115%=++08 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GIZELE RIBEIRO CORNER 145++++39 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GUILHERME DIAS FERREIRA DA SILVA 1474486 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
GESSICA PAULINO MACHADO 131% 440 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
HALLAN MENENGAT SOARES 129*+++23 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
HELENA TRAJANO ARAUJO 151%**==59p | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
HERLAM GUSTAVO DA SILVA PACO RODRIGUES 145++++g2 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 214
HUMBERTO FERNANDO FONTES LOS 093***+77 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
IGOR MASTRIANNI DE ALBUQUERQUE 106**++01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
INGRID DE HOLANDA BUSQUET PAIXAO 144%*xxx547 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
INGRID LOPES PEREIRA 170%++17 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
FL?QSE%)LUBA RANGEL DE AZEREDO COUTINHO 094+**++95 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
ISABELA COUTO BARCIA 143+++e43) UFRJ - Campus llha do Fundo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
ISABELA MARA DA SILVA CONCEICAO BONIFACIO | 143**+147 UFRJ - Campus llha do Fundo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
ISABELLA PAULO PEREIRA 164***++500 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
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ISABELLA TRAJANO FERREIRA MACHADO 119%+++76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
IVANEI DE SOUZA RAMOS 135%+++07 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JAIR DA SILVA 820****53 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JAMERSON HONORIO NONATO DA SILVA 054+**++:80 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JAQUELINE SOBRINHO DOS SANTOS 057+**++29 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JEFFERSON DANIEL DA COSTA 14076 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JEFFERSON JERONIMO SILVA DOS SANTO 103*+++69 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JONATHAN WESLEY EGYDIO RAMIRO 133*+436 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JORGE LUIZ DA CUNHA SANTOS 093**+70 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES 976***+97 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JOSUE AVELINO DA SILVA 075***+g81 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JOAO CARLOS PEREIRA 087+**+05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JOAO JOSE APOSTOLO DE JESUS JUNIOR 114%450 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JOAQ VITOR DE PAIVA ESTEVES 172271 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JULIAN PEREIRA DE MATTOS 128"+ | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JULIANA GOMES BARRETO 092+**++06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JULIANA MUSSI FRANCO 141%++37 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JULIANE CORREA BITANA 119**++504 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
JUZIAN CASTRO AZEVEDO 133*+402 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
JULIA MORSE FERNANDES DA CONCEIGAO 15776 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 217
KATIA DE MELLO ALVES 12618 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
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LAURA VIVAS MAGALHAES 136*++90 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LEANDRO SOARES GOUVEIA MARTINS 087**+06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LEONARDO DE LEMOS SILVA 120%++03 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LEONARDO JOSE RIBEIRO 10043 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LEONARDO SANTOS DE ARAUJO 143=++457 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LETICIA CARUSO DE MATOS 106**++31 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LIDIANE ALVES MELLO 084***++60 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 034=*=*+46 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LIVIAHYGINO DE OLIVEIRA 1374458 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUCAS ARIEL DE PAIVA FONSECA 151*+++31 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUCAS CAMPOS DA SILVA 155*+++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUCAS SCORALICK COIMBRA NAVEIRA 14001 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS 122270 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUCIANA GONGALVES MACHADO 093***++01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUCILA DE SOUZA NARCISO CAMPOS 2274++%69 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUIS GUILHERME FARIAS ALVES 324+*++490 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS 092+**++:41 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUIZ CUSTODIO DE SOUZA E SILVA 033**+76 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
LUIZ HENRIQUE PEREIRA PAES 12869 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
MARCELLE BARBOSA DE ANDRADE 146*+++50 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
MARCELLO IORIO DA ROCHA CALLADO 161*+++67 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
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MARCELO DA ROSA FERREIRA 92920 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
MARCIA CALIXTO MORAES DA SILVA 010***7 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA 0194*++67 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MARCOS FELIPE SOUSA DA SILVA 143*++458 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MARCOS HENRIQUE CHAVES BEZERRA 045+**+++19 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MARCOS VINICIUS SANTANA DA SILVA 124529 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO SILVA 116*++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MARIANA FERNANDES MELLO 139****+%06 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MARIANE TELLES SA FREIRE 142554 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MATHEUS DA SILVA DIAS 100**+18 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MATHEUS DA SILVA RAPHAEL 161****+67 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MATHEUS PAIVA DOS SANTOS 157459 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MAURICIO BARROSO BORGES 822400 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MAYRA CUSTODIA DOS SANTOS SILVA JUSTINO 146*++11 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MICHEL PACHECO DA SILVA 11731 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MILLENA PIMENTEL BUSTILHO 141564 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MONIQUE ALEXANDRE RODRIGUES 056*****42 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
MARCIA BERTAZZO MACHADO DE LACERDA 112++++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 218
NATHALIA QUINTEIRO DE SOUSA 134*++401 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
NATHALIA TAVARES BORGES 138*+++38 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
NATHALIA RIBAS DA ROCHA ELEOTERIO 147414 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
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NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT 140**+76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
NATALIA MARIA DAS CHAGAS 178*+++52 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
PAMELA PINTO NEVES 14876 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA 130**+++95 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
PAULA LINHARES DE SOUZA 148*+++g1 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco D - 2° Andar 219
PEDRO DE ALBUQUERQUE SANTOS 14797 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
PEDRO HENRIQUE MALLET VIVAS 125++++g3 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
PEDRO LUIZ LANZILLOTTA DA FONSECA 154*+++1 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
PEDRO PAULO DE FREITAS PEREIRA 145++++07 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
PEDRO YGOR BRAGA VIANNA 169**++36 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
PLISCILA MUROS VALENTIM 137402 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
PRISCILA PAMPLONA PIMENTA GONCALVES g3q**xemg7 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RACHEL WYSARD SOARES 115%++497 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RAFAEL CARVALHO DE SOUZA 089***+04 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS 122400 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RAFAEL VASCONCELLOS GUERRA 105%*++21 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RALPH NASCIMENTO VIANA 128**+21 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RANIELLEN GOMES BRAGANGA 137++++36 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RAONI EDUARDO DA CRUZ PEREIRA 108*+++58 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RAQUEL MENEZES CORDEIRO 091%**++27 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RAQUEL MILINA DE MORAES BEZERRA 10733 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
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RAISSA DOS SANTOS MACEDO DE SOUZA 155*++03 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
REBECCA DIAS FLORENCIO 137++++06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RENAN AMORIM GARCIAS 119*++20 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RENATA PINTO ESPINDOLA 008***+62 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RENATA TORRES DE ALCANTARA 126**+++g9 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RENATO MOTA DE SIQUEIRA JUNIOR 001%**++40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RICARDO SOUZA FERREIRA 07652 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
ROBERTO MAZZARONE 145++++26 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
ROBERTS TELLES MONTEIRO 39372 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RONIERES BRUNO ALVES DA SILVA 168**++75 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
ROSE LEE DE ALMEIDA CACCAVO 008**+78 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
ROSANGELA ALVES FERREIRA 044+**+09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 216
RUBENILDA RODRIGUES DE ABREU 93700 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
RUBIA SANTOS DIONIZIO ROCHA 12011 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
SAMANTA SOARES QUEIROGA 013****+64 | S N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
SAMARA MORAES CUNHA DE MESQUITA 104*+++75 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
SAMUEL ASSUNGAO SANTOS NETO 155%++44g | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
SARA DE SOUZA ALMEIDA JORGE 180**++g4 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
SHEILA CAROLINA SILVA BRAVO 06732 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
SILVIA PERES CUNHA 155%+++02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
STEFANNY MARINHO DOS REIS 401438 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
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TAMARA ZANGEROLAME AVELLAR DOS SANTOS 153*+++02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
TANIA REGINA ODA 21780 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
TASSIO DOS SANTOS FERREIRA 136**++29 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THAIS DA SILVA MONTEIRO DE SOUZA 161*+++56 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THAIS PINTO FREITAS 143=+++30 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THALITA MARIA VIEIRA SILVA 116**++93 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THAYANE SOARES TEIXEIRA 148*++03 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THAYNA THEODORO SILVA 16209 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THAYSA DE OLIVEIRA COSTA 126**+++09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THIAGO BARBOZA CRESPO 059**+60 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
THIAGO SOUZA GONGALVES 13q*m54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VALBER DA SILVA CARDOSO 151*+++09 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VANDERLAN LOPES DE SOUZA FILHO 131%450 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VICTOR DE PAULA CRESPO 173*++408 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VICTOR HUGO TRINDADE DA SILVA 135%++27 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VINICIUS BEZERRA DA SILVA 16703 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VINICIUS VILLELA DOS SANTOS 125++++38 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VITOR ALBUQUERQUE CAMPOS 124*+++06 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VITOR HUGO PENEDO FERREIRA 098****+94 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
VIVIANE SILVA RODRIGUES 144*+++01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217
WILLIAM DOS REIS SILVA ALMEIDA BORGES 014++++36 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217




i

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

g Pro-Reitoria de Pessoal - PR4
| Edital n° 255/2019 - Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos

#“" PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Ope¢ao de Vaga: B-201 - Desenhista Técnico Especializado - Projetos de Engenharia e Arquitetura - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro
WILLIAM JOSE BENTO 056***+*13 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco E - 2° Andar 217




